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摘要(译)

本发明公开了一种可具有位于滤色器层和薄膜晶体管层之间的液晶材料
层的显示器。柱间隔件结构可形成在滤色器层和薄膜晶体管层之间以保
持滤色器层和薄膜晶体管层之间的期望间隔。柱间隔件结构可由诸如光
致抗蚀剂柱体之类的聚合物结构形成并且可包括金属焊盘。金属焊盘可
形成在薄膜晶体管层的上表面上或滤色器层的下表面上。光致抗蚀剂柱
体可形成在显示器中的表面上，诸如滤色器层的下表面上。柱间隔件结
构可包括主间隔件结构、子间隔件结构和中间厚度间隔件结构以提高池
化不均性能和漏光性能。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/2ac3528e-d53c-4d91-add6-a953560fbd00
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/050687671/publication/CN105074558A?q=CN105074558A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN105074558A

